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Abstract (en)
[origin: WO8807767A1] A CCD for use as an interline transfer CCD in imaging apparatus is disclosed including photodetectors. The CCD includes
opaque gate electrodes (14, 16) to avoid the need for light shielding of the gate electrodes. The desired opacity and low sheet resistance are
achieved in the electrodes by the use of a dual-layer structure including a lower layer of doped polysilicon (14A, 16A) and an upper layer of a silicide
(14B, 16B), such as tungsten silicide.

Abstract (fr)
Le dispositif a couplage de charge décrit, qui est destiné a étre utilisé comme dispositif & couplage de charge a transfert interligne dans un appareil
de représentation par images, comprend des photodétecteurs. Ledit dispositif a couplage de charge comporte des électrodes de porte opaques
(14, 16) destinées a éviter que les électrodes de porte ne doivent étre recouvertes d'une protection contre la lumiére. On obtient l'opacité et la faible
résistance de couche désirées des électrodes en utilisant une structure a deux couches comprenant une couche inférieure de polysilicium dopé
(14A, 16A) et une couche supérieure d'un siliciure (14B, 16B), tel que du siliciure de tungsténe.
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